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Programme

13 h 00

13h 30
13 h 45
14 h 00

14 h 45

15h 30
15 h 50

16 h 35

17h 20

Assemblée générale de la Société suisse de
droit international

Accueil des participants
Mot de bienvenue

La gestion des déchets en droit administratif
international

Professeur Minh Son Nguyen, Université de
Neuchatel

Abfallrecht in der EU: ausgewahlte Aspekte
unter besonderer Beriicksichtigung der
Verwirklichung des Verursacherprinzips im
Abfallrecht

Professeur Astrid Epiney, Université de
Fribourg

Pause

Les déchets radioactifs et le droit
international

Professeur Makane Mbengue, Université de
Genéve

Umweltschaden - internationale
Zustandigkeit und anwendbares Recht
Professeur Thomas Kadner, Université de
Genéve

Cloture

Finance d’inscription

Tarif normal (comprenant pause et documentation) CHF 120.-
Stagiaires CHF 60.-
Membres de la Société suisse de droit international  Gratuit

Délai d’inscription
7 novembre 2013

Lieu
Salle C45, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchatel

Renseignements

Secrétariat de la Faculté de droit / formation
Avenue du 1¢-Mars 26, 2000 Neuchéatel

Tel.: 032/718 11 89

E-mail : droit.formation@unine.ch

Carte d’inscription

A remplir en caractéres d’imprimerie et a renvoyer au secrétariat de la
Faculté de droit, le cas échéant par E-mail ou sur www.publications-
droit.ch.

Je prendrai part au colloque du 22 novembre 2013 et m'engage a verser la finance
d’inscription au moyen du bulletin qui me sera adressé :

Nom, Prénom:

Profession :

Adresse:

Code postal et localité :

Tél. professionnel :

E-mail:

Signature :



